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ランチョンミーティング 

2013年 11月26日 12：10-12：50 
 

G会場 202B 

最新の表面ナノキャラクタリゼ－ション評価技術 
 

Hysitronのナノインデンテーション 
OmicronのSTM/AFM/XPS/GCIB 

By 技術部長 富塚 仁 

11月28日 15:30 ～  D会場 201A  Ｉａｎ Thomas Clark 発表！ 
 

   28Dp10  ﾅﾉｲﾝﾃﾞﾝﾃｰｼｮﾝ法を用いる樹脂の動的機械特性の温度、周波数依存性の評価 
 

新製品 ナノインデンテーション高温ステージ 


